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Charakterystyka przedmiotu:
Wykład jest wprowadzeniem do projektowania procesów technologicznych przemysłu chemicznego, ze szczególnym uwzględnieniem analizy zjawisk zachodzących w reaktorach chemicznych. Celem jest zapoznanie studentów z podstawami projektowania i sporządzania bilansu materiałowego, cieplnego i optymalizacji ekonomicznej procesów w technologii chemicznej.

Wymagania wstępne:

Chemia nieorganiczna i organiczna, termodynamika, chemia fizyczna.

Program ramowy przedmiotu:

Wykład: Wprowadzenie, podstawowe pojęcia, operacje jednostkowe w technologiach chemicznych, sposoby ich realizacji, aparatura chemiczna, pomiary i automatyzacja. Miejsce i zadania procesów reaktorowych w przemyśle, różne aspekty projektowania reaktorów. Klasyfikacja reakcji chemicznych i reaktorów. Reaktory chemiczne dla procesów homogenicznych i heterogenicznych. Reaktory periodyczne i reaktory przepływowe. Zasady sporządzania bilansu masowego i cieplnego reaktorów chemicznych. Zasady projektowania reaktorów chemicznych. Zasady opracowania projektów technologicznych. 

Projekt: W ramach projektu prowadzący zajęcia przykładowo wykonają obliczenia projektu technologicznego procesu chemicznego w ujęciu schematów blokowych, sporządzą bilans materiałowy i cieplny procesu. Studenci samodzielnie wykonają obliczenia projektu technologicznego procesu chemicznego.

Forma zaliczenia zajęć: Na podstawie samodzielnego wykonania i obrony blokowego projektu technologicznego procesu chemicznego przez studenta.
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